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verborgen blijft of  onzichtbaar is. Deze inzichten maken 
duidelijk dat het portret niet moet worden opgevat als een 
weerspiegeling van een vermeende essentie van de geportret-
teerde. De aandacht verplaatst zich weg van de persoon naar 
de situatie en de sociale context. Dit wordt versterkt door de 
geanticipeerde toeschouwer: fysiek afwezig maar toch 
aanwezig in de verbeelding van zowel fotograaf  als gepor-
tretteerde en daardoor van grote invloed op hun handelen en 
dus op de uitkomst van dit handelen, op het portret.

Uit deze inzichten volgt het concept van het ‘situatieve 
portret’. Dit is een benadering van portretfotografie waarbij 
de nadruk ligt op de context van de creatie en op het dynami-
sche netwerk van acties en interacties waaruit het beeld 
uiteindelijk ontstaat. In deze opvatting is het maakproces, 
waarin relationaliteit centraal staat, zélf  het portret. 
Strategieën als het bieden van meerdere perspectieven en het 
strategisch verleggen van de aandacht worden ingezet om de 
constructie van het maken zichtbaar te maken. Zo onder-
mijnt het situatieve portret de opvatting van het portret als 
weergave van een vaststaande identiteit en nodigt het de 
beschouwer uit na te denken over het onzichtbare achter het 
beeld.

De kritische houding van de beschouwer, zoals in dit 
onderzoek naar voren komt, krijgt extra urgentie in het licht 
van recente ontwikkelingen in de representatie van mensen 
in een digitaal tijdperk dat wordt gedomineerd door AI en 
surveillance. In een wereld waarin menselijke gezichten door 
AI, in de vorm van gezichtsherkenning of  als middel van 
controle tot data worden gereduceerd, is het situatieve 
portret een oefening in weerstand. Het is een herinnering dat 
kritisch kijken naar afbeeldingen niet vrijblijvend maar een 
noodzaak is.  
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